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La presente invencidn se relacions con per-
feccionamientos en electrodos para procedimientos
electroquimicos,

Mds particularmente se relaciona con electrg

" dos heochos con un metal filmdgeno y que llevan un
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reoubrimiento electrocataliticemente -activo. i

Se utiliza ventejosamente estos electrodos como &no-—
dos en celdas para la electrdlisis de soluciones de cloruro
de metal alcalino, estando hecho el dnodo con un metal fil-
mégeno, comirmente titanio, y teniendo un recubrimiento con
ductivo que es resistente al ataque electroquimico pero que
es activo para transferir electrones entre el electrdlito y
el anodo.

El material electrocatal{ticamente activo del recubri
miento conductivo puede consistir convenientemente en uno o
mds de los metales del grupo del platino o sus dxidos, par—
ticularmente éxido de rutenio, y para anclar este material

en forma mds segura sobre el electrodo, se le puede deposi-—

tar sobre el electrodo mezclado con un 6xido de un metal filg
mégeno,por ejemplo bidxido de titanio, de modo de formar el '
recubrimiento. Se produce fdcilmente metales del grupo del
platinoe y sus compuestcos conductores, particularmente 6xidos$
mediante técnicas de descomposicién térmica, segin se descr;i
be por ejemplo en las patentes britdnicas 1.147.442,
1.195.871, 1.206.863 y 1.244.650.

Los recubrimientos gque comprenden un Oxido de metal !
del grupo del platino manifiestan alta actividad catalftica
en electrdlitos de cloruro, o sea que tienen un bajo sobre- ;
potencial para la liberacidén de cloro., La pérdida del c08t0~]
80 metal del grupo del platino de los recubrimientos es tam-
bidn ventajosamente reducida bajc condiciones nomales de fun
cionamiento, sunque se emplee los electrodos como énodos en

celdas con catodo de mercurio.

Sin embargo, lamentablemente los recubrimientos no son

entersmente resistentes a dafios por contacto de cortociroui-
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tos con un cdtodo de mercurio y, puesto que no es siempre po-
sible evitar cortocircuitos accidentales, se puede experimen—

tar tiempos reducidos de vida Util de los recubrimientos del

electrodo en las celdas con catodo de mercurio.

Una de las finalidades de la presente invencidn es pro
veer un electrodo me jorado del tipo mencionado mds arriba,
con el cual se reduce considerablemente o se elimina la inq;
dencia de cortocircuitos con un cdtodo de mercurio,

Otra finalidad de la presente invencidn es proveer un
electrodo me jorado que permite reducir el trayecto de la elec
trédlisis a un mf{nimo, mejorands as{ tonsiderablemente el ren-
dimiento econdmico de la celda.

De acuerdo con la presente invenclén, se provee un eleg
trodo que comprende un distribuidor de corriente foraminado
que 63 llevado por un miembro de soporte que es apto para su
montaje en una celds de mercurio, estando hechos dicho dis-
tribuldor de corriente y dicho miembro de soporte con un me-
tal filmégeno o una aleacidn del mismo, teniendo el distribui
dor de corriente un recubrimiento electrocatal{ticemente acti
vo sobre una superficie que estd alejada del catodo de mercu-.
rio ouando el electrodo estd instalado en la celda, estando.
también provisto dicho distribuidor de corriente con medios
capaces de impedir él gccoso de mercurio al recubrimiento du~
rante el funcionsmiento de la celda.

.En esta descricidn, bajo la expresién "metal filmége-

nd" debe entenderse uno de los metales titanio, circonio, nig

blo, tantalio y tungsteno, o aleaciones de los mismos.
De preferencia, el miembro de soporte y el dlistribui-
dor de oorrienté estdn hechos con titanic o una aleacidn a bg

se de titanio, y tienen propiedades de polerizacién anddica
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que son similares g las del titanio.

De preferencia, el distribuidor de corriente foreming |
do comprende ademds wna gasa tejida, una placa perforada o
ung chape expandida. ‘

Bajo el término,"expandi&o" debe entenderse aqui uns
chepa de metal que estd ranurada y estirada de modo de obte-
ner una chapa de tipo de gasa perforada.

Las perforaciones del distribuidor de corriente forami
nado deberdn ser suficientemente pequefias para impedir que
el mercurio del cdtodo penetre a través de las mismas y alcan
ce el recubrimiento electrocatal{ticemente activo.

El recubrimiento electrocatal{ticaemente activo compren-
de de preferencia por lo menos un metal del grupo del platino
o un 6xido del mismo, y un Sxido de un metal filmégenb.

Bajo la expresién 'metal del grupo del platino" debe
entenderse aqui uno de los metales platino, rodio, iridio,
rutanio, osmio y paladio.

Un electrodo convencional del tipo con el cual se ré-
laclona la presente invencidn, comprende un distribuidor de
corriente que afecta la forma de una placa de enrejado que
consiste en una pluralidad de hojas o varillas de titanio es-
pacisdas entre s{ y un miembro de soporte que afecta la fomma ;
de un puente conductor de forma de U invertida que estd montg
do a través de la placa de enrejado y en contacto con la mis-
ma, de modo de proveer conexidn eléetrica entre ldminas o va-
rillas sdyacentes de la placa de enrejado, y un tubo cilindri
co hueco vertical de titanio que estd montado centrelmente so
bre le placa de puente conductor en un plano que se encuentra
a dngulos rectos con respecto a la placa, estando rigidement:

introducido un miembro conductor'de cobre o aluminio en el iu

et a o <
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bo cili{ndrico en una manera conocida de modo de producir co
nexidén eldetrica con la placa de puente.

En el electrodo de la presente invenoidn, se puede for
msr el distribuidor de corriente fijando wna chepa foramina=- |
da del metal filmdgeno sobre un enrejedo .que comprende una
pluralidad de lédminss o varillas paréleias espaciades entre
si del metal filmdégeno, cuya cantidad puede ser menor que la
de léminas o varillas que constituyen la place de enrejado
del electrodo convencional descrito més arriba, y que sirven
aimblemente como soportes para la chapa forsminada.

Otro método para producir el distribuidor de corriente
consiste en emplear técnicas de metalurgia de polvo én que
se forma un enrejado de soporte prensando un polvo del metal
filmégeno de modo de darle la fotrma deseads, y concrecionan-

do entonées une chapa foraminsds del metal filmégeno sobre

‘el enrejado de soporte.

Anteriormente, la chapa foreminada de metal filmdgeno

- estaba recublerta en su superficie superior con el mgterial

electrocatal{ticamente activo y provista de un collar~perifé-‘
rico extendido hacia arriba que servia para impedir el acceso
de mercurio al recubrimiento conductivo.

En una forma preferida de realizacidén de la presente
invéncién, el distribuidor de corriente comprende una chapa
foraminada del metal filmbgeno fijada a un armgzén-hecho con
el metal filmégeno, sirviendo dicho armazén como collar peri-
férico para la chapa foraminads. . A

El distribuidor de corriente comprende ventajossmente
una pluralidad de dichos armazones unidos entre si.
En atn otra forma de realizacidn de la presente inven

cidn, el distribuidor de corriente comprende una chapa forami
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nada gue tiene sus bordes doblados a dngulos rectos con res- |
pecto al plano de la chapa, de modo de proveer un collar pe—
riférico para la chapa. .

El distribuidor de corriente puede consistir en una

plurelidad de dichas chapas provistas de collar, unidas en-

La chapa foraminade es de preferencia de une gasa de
titaniq. |

Durante el funcionsmiento de la celda, la cara infe-
rior no recubierta de la gasa de titanio, que lleva solamente
una pelfcula de bidxido de titanio natural, puede tomar con-
taocto con el catodo de mercurio. En los primeros pocos segun
dos de fungionamiento de la celda, el recubrimiento de bidxi-
do de titanio aumenta su espesor debido a oxidacidn anddica
hesta que ya no aceptard corriente alguns, después de lo cual
sirve como aislador. Se puede hacer mas durasble esta capa
alslante, aplicando a la capa inferior de la gasa wna pinturs
que, al hornearla, deja una capa de bidxido de titanio puro.

Se puede aplicar a dicha cara inferior una pluralidad de es-

El diémetqo de las perforaciones de la gasa es importan
te y debe ser suficlentemente pequefic para imbedir que penetre
el mercurio.a trevés de la gmsa y tome contacto con el recu-
brimiento conductivo. Si la dimensidn més grande de las per-
foraclones se mantiene por debajo de 0,75 mm, y de preferencid
entre 0,5 y 0,25 mm, el mercurio no penetrard a través de la
gasa debido a que su tensién superficial es demasiado elevada.

[}
Bajo ciertas circunstancias se puede producir penetra- 1

cidén de mercurio a través de la gass. Sin embargo, en una

situacidén de esta clase, se formard una perla de mercurio so-'
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bre el recubrimiento electrocataliticemente activo ¥ no esta- |
ré en contacto con el cuerpo o masa del catodo de mercurio de
modo que se evitard igualmente el cortocircuito. Para hacer
tolerable esta poéibilidad de formacidén de perlas sobre el rg
cubrimiento conductivo, se puede dejar el borde posterior do
la gasa, en la direccidn de circulacién del mercurio, despro-
visto de collar extendido hacia arriba de modo que cuslguier
perla de mercurio que se forme podrd drenarse hacia el. ocdtodo
de mercurio.

El collar protector periférico de la gasa debe tener
una alturs tal que impida que el mercurio pueda tomer contac-

to con el recubrimiento conductivo en la superficie superior

satisfactoria, pero en la prdctica puede ser necesario que se
mayor de modo de comunicar la deseada rigidez mecdnica a la gz
sa.

El electrodo de la presente invencién reduce considera-
blemente o elimina los cortocircuitos debido al heého de que
se impide que el mercurio tome contacto con el recubrimiento
conductivo de la gasa.

Otra ventaja de la presente invencidn es que se pueds
hacer trabajar la celda con la placa de enrejado del electro-
do en contacto con la superficie del mercurio. Esto reduce
en efecto el trayecto de la electrdlisis a un minimo y da por
resultado un rendimiento considerablemente mayor, puesto que
cuanto mgs cerca se encuentra el anodo con respecto al mercu-
rio, tanto mayor serd la economfa financiera.

Otra ventaja de la presente invencidn es el excelente

desprendimiento de gas desde la superficie electrocatalitica~

mente activa dirigida hacia arriba, elimindndose la formacidn
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de capas de burbujas entre la superficie activa del dnodo ¥y

el cdtodo de mercurio.

Otra ventaja de la presente invencidn es el resultado

del heeho de que se puede reemplazar con facilidad la gasa’
de tltanio. En la estructura de electrodo dé la presente in
venéién, el tuﬁo, el puente conductor y las ﬂérfaa_de sdpan
te de titanio, pueden considerarse como eomponenées perma-
nentes y se.puede reemplazer la gasa de titanio comparative-
mente.econdmica después de desgastarse el recubrimiento con
ductivo. Se'puedé desprender ls gasa ¥y soldar una nueva ge-

sa sobre las barras de soporte de manera que el reacondicio-

" nemiento del electrado se convierte en una cuestidn simple.

De preferencias se efectdya el recubrimiento de los
electrodos de la presente invencidn mediante la conocida tég

nica de pintura y horneado, en que se deposita un recubri-

miento, que comprende un 6xido de metal del grupo del plati-

no y un éxido de metal filmégeno, sobre un soporte de metal.
filmégeno eplicando una composicidn de pintura que contiene
compuestos térmicamente descomponibles de un metal del grupo
del platino sobre la superficie quimicamente limpiada del
miembro de soporte, evaporando el vehiculo de la pintura ¥y
calentandd el soporte, asi recubierto, en una atmdésfera oxi=

dante de manera de eliminar los constituyentes orgénicos res

doQ De preferencia se acumula un recubrimisnto mas grueso
para une vida Util mds prolongada en la practice industrial,
aplicando para ello una pluralidad de capas de pintura sobre
el miembro de soporte, secdndose cada oapa y hornedndola an-
tes de aplicer la siguilente capa. '

Compuestos térmicemente descomponibles, de metales del

“tantes de le pintura y formar el recubrimiento de 6xido deseg
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" obxidos de estos metales. Campuestos térmicamente descompo-

. alcanol que contiene 2 a 6 dtomos de carbono por molécula.

~ un agente reductor, tal como linalool.

grupo del platino, para el uso en las composiciones de pin=-
tura mencionadas mas srriba, son los halogenuros y comple jos
de haldgeno~geido de los metales del grﬁpo del platino, por
e jemplo RuCl3, RhCl3, HoPtClg, H21r015, y ‘organo-compuestos
de metales del grupo del platino, por ejemplo resinatos y al

pibles de los metales filmdgenos, que son apropiados'aqui,
son alcéxidos, alcoxihalogsnuros en que el haldgeno es cloro,
bromo o fldor, y los resinatos de estos metales. Especial-
mente cuando el miembro de soporte del electrodo que se de~
sea recubrir consiste en titanio o una alea¢idn de titanio,
se prefiere principalmente los ortotitanatos de alquilo, de
rivados parcialmente condensados (hidroliza¢os) de los mis-
mos, a los cuales se dencmina comﬁnmente polititanatos de al
quilo, y halotitanatos de alquilo en los cuales el haldgeno
es cloro, bromo o fldor, especieslmente aquellos compuestos
de estas clases en que 1los grupos algquilo contienen 2 a 4
atomos de carbono cada uno.

| Se produce la composicién de pintura disolviendo o
dispersando el o los campuestos ée metal del grupo del plati
no y el compuesto de metal filmdgeno en un vehiculo liquido

orgédnico, de preferencia un alcanol inferior, por ejamplo un
Opoionalmente se puede incluir en la composicidén de pintura

El recubrimiento del electrodo terminado deberd con-
Ateper 5a 65 % de dxidos .de metal del grupo del platino (de
preferencia 30 a 50 #) calculado en bagse al peso total de &xj
dos de metal del grupo del platino y éxido de metal Filmdgeno

Se puede reemplazar hasta 50 % en peso de la mezcla de.dxido
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" de realizacidén de la presente invencidén, con referencia a los

. de realizacién del electrodo de la presente invencidn; ¥y

formar un canal rectangular alargado 1 que tiene un collar

412480 _,.

de metal del grupo del platino y 6xido de metal filmédgeno,
por uno o més de los siguientes: bidxido de estafio, bidxido
de germanio y Oxidos de antimonio. '

A simple tf{tulo de ejemplo se describird shora formas

dibujos que se acompafia, en los cuales:

La figura 1 es una vista en elevacidn de un electrodo
de acuerdo con la pfesente invencion;

La figura 2 es un corte en elevacidn del distribuidor
de corriente del electrodo de la figura 1 ilustrado méds en
detalle;

La figura 3 es una vista en elevacidn de otra forma

La figura 4 es un corte en elevacidén del distribuidor
de corriente de la figura 3, ilustrado mas en detalle.
EJEMPLO 1
Haciendo referenclae a las figuras 1 y 2 de los dibujos
que se acompafia, se construye en la sigulente manera un'éno-
do que es compatible con el disefio actual de celdas de mer-

curio., Se dobla una chapa de titanio expandido de modo de

periférico que consiste en cuatro costados verticales 2 te-
niendo cada lado una altura de 1,27 em. Se ggrupa conjunta-
mente cuatro de estos canales 1 de modo de formar un distri-
buidor de corriente. Se dobla héeia abajo, a lo largo de sus
l{neas centrales, tiras de titanio 3 que tienen una longitud
que corresponde a la de los respectivos costados longitudina-
les y transversales 2. Se dispone estas tiras dobladas 3 s9

bre los costados dirigldos hacia arriba 2 de los canales 1.

En el caso en que dos costados longitudinales del canal diri-
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‘te 5, Se alivia los esfusrzos en la estructura mediante re-

gidos hacia arriba estdan prensados conjuntamente, se dispone {
una tira 3 sobre dmbos costados adyacentes mencionados, de
manera de sostener entre si los canales 1. Se reaiiza soldg
duras de punto a través de las tifas dobladas, de manera que
los costados Yertioales 2 quedan apresionados fuertemente de
modo de proveér un contacto eléctrico eflcaz. En las esquinas
de los canales 1, se suelda con costura loé'costados longitu~
dinales y transversales 2 de modo de formar un distribuidor
de corriente rigido que tiene cinco barras de refuerzo equi;
distantemente espaciadas 4. Se suelda un puente de titanio
5, de forma de U invertida y provisto de miembros adicionales
dirigidos hacia abajo 6, sobre el centro de los costados 2 y
barras de refuerzo 4 del distribuidor de corriente. Previamen
te se dispone un tubo protector de conductor de entrada de co

rriente 7 de titanio, sobre el miembro transversasl del puen~

cocido a 475°C durente 1 1/2 horas. Se elimina la capa -de
bidxido de titanio mediante ataque quimico en dcido oxdlico
al 10 % a 90°C durante aproximadamente 1 hora. Se recubre:
la superfilicle superior del distribuidor de corriente con un
recubrimiento de 6xido mixto que contiene dxidos de rutenio
y titanio. Se recubre la superficie inferior del distribui-
dor de corriente con una capa aislante de bidxido de titanio
puro.

Un dnodo construido en esta manera es capaz de elec-
trolizar sslmuera con pequeilns pérdidas de potencia en solu-
cidn se encuentre o no en contacto la superficie inferior del
distribuidor de corriente con el cdtodo de mercurio.

EJEMPLO 2

En la mapers indicada en las figuras 3 y 4 se constru-




10.

15.

20.

25.

30.

| zZones 8. E1 tubo protector de.la varilla 7, el puente 5 ¥

ye. un dnodo que es compatible con ol disefio actual de celdas
de mercurio. Se dobla una tira de titanio de‘modo de’ formar
un armazdén rectangular abierto 8 que tiene una altura de

1,59 cm. Sq suelda una chapa de titanio expandido 9; utili-

zando un microarco de plasma, @ la cars inferior del armazdn

rectangular 8, -Se dispone conjuntimehte cuatro de estos ar-

mazones rectangulares 8 de modo de formar un distribuidor de
corriente, y se suelda entre s{, con soldadura de puntos,
los costados longitudinales de armazones adyacentes de mane~
re que el distribuldor forme una estructurs rigida. Se suel
da un miembro de soporte, que tiene la forma de un puente 5
en forma de U invertida, con un tubo protector de la varilla
de entraeds de corriente 7, a los cbsthdos longitudinales de
los armazones del distribuidor de corriente 8, solddndose ca-
da rema del puente 5, y miembros adicioneles dirigidos hacia

abajo 6, a costados longlitudinales ywxtapuestos de los arma-

los miembros dirigidos hacia sbajo 6 estdn tembién hechos con
titenio. Se alivia los esfuerzos de la estructura completa,
86 la limpla y se la recubre de acuerdo con lo descrito en
el Ejemplo 1.

Un énodo comstruido en la manera descrita més arriba,

electroliza salmuera con pequefias pérdidas de potencia en 80

lucidn, se encuentre o no en contacto la superficie inferior |

del distribuidor de corriente con el catodo de mercurio.
EJEMPIO 3
En la siguiente manera se construye un dnodo de enseyo
(no ilustrado) para la electrdlisis de salmuera en una celds

de mercurio.

Se rocfa titanio metZlico expandido IW 1 mm, de un es-
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a 2,2 A/an.

miento de las burbukas y evitando la presencia de una capa de

pesor de 0,0127 mm y de 2,54 cm de lado, con pintura que, alé
hornearla, se convierte a una capa de cristales mixtos de
Ru02 : Tioz. Estg capa de 6xido se encuentra presente sola-
mente sobre ung de las éaras de la chapa de metal expandido.
Se aplica tres capas de la pintura. Se agrapa enténces la
chapa en un cabezal gléctrico y se dispone horizontalmente .
2 mm por encima de un catodo de mercurio circulante, con la
cara pintada hacla arriba. La cera inferior de la gasa del
dnodo queda eléctricamente aislada por la capa de Oxido TiO,
puro. Se aplica una tensidén de 4,1 V y se lectroliza la
muestra a uns corriente de 1,0 A/m? (a esta tensidn, los dng)
dos convencionales tendr{an uné densidad de corriente de 0,8
A/dnz). Se eleva entonces el nivel del mercurio hasta que
toca la cara inferior de la gasa de titanio. No pasa corrien
te de cortocircuito, debido a que la cara inferior de la ga- |
ga se encuentra alslada, pero la corrienfe de electrdlisis 3
aumenta a 2,2 A/cm2, Debido a que las sberturas del énodo
son danasiado.peqﬁbﬂas para que el mercurio pueda penetrar
con facilidad, se puede bajar el Anodo hasta que se encuen-
tra 2 mm por debajo del nivel del mercurio. La corriente

permanece aproximadamente constante durante este tratamiento

El gnodo esta proyectado para trabajer en contacto con
la superficie del merourio, pero solemente descarga cloro en

su superficie superior, lograndose as{ un perfecto desprendi-

sglmuera estancada cerca de la superficie del mercurio. No
es necesario ajustar el anodo con gran exactitud, debido &

que trabaja a corriente constante sobre una gama de alturas

- con relacidn a la superficie del mercurio. No hay posibilidad
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de cortocircuito del dnodo, debido a que el mercurio no pue-
de pasar a través de la gasa hasta la superficie electrolfiti
cemente activa del dnodo. Para une tensidén ajustada, el dng
|- do trabaja con une mayor densidad de corriente, dando pér lo
tanto por resultado una menor pérdidanéhmica en solucidn.
| | -NOTA -
Descrita suficientemente la naturaleza del invento,
asi como la manera de realizarlo en la préactica, debe hacer-
" se constar que las diéposiciones anteriormente indicadas,
son susceptibles de modificaciones de detalls en cuanto no
alteren su principio fundemental, Tembién se hace constar
que el invento corresponde a una Solicitud de Patente, pre-
sentada en Inglaterra, con fecha 9 de marzo de 1972, bajo el
ndmero 10949/72, acogléndose por lo tanto a los beneficios
que conceden los Convenios Internacidnales en vigor, siendo
lo que constituye la esencla del referido invento y por lo
que se solicita Patente de Invencidn por 20 afios en Espafia,
sobre: PERFECCIONAMIENTOS EN ELECTRODOS PARA PROCESOS ELEC-
TROQUIMICOS; caracterizdndose por lo siguiente:

18.~ Perfeccionamientos en electrodos para procesos
electroquimicos, caracterizados porque comprenden disponer
un distribuidor de corriente foraminado, sobre un miembro s¢
porte que es apto para su montaje en una celda de mercurio,
estando hechos dicho distribuidor de corriente y dicho miem-
bro soporte de un metal filmdgeno o una aleacidén del mismo,
teniendo el distribuidor de corriente un recubrimiento elec-
trocatal{ticamente activo sobre una superficie del mismo que
estd alejada con respecto al cdtodo de mercurio cusndo el

electrodo se encuentra instalado en la celds, y dotdnsose tam

bién dicho distribuidor de corriente con medios capaces de im
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pedir el acceso de mercurio al recubrimiento durante el fun
clonamiento de la celda.

28 .~Perfeccionamientos segin la reivindicacidén 1, caracte
rizados porque el miembro soporte y el distribuidor de co-
rriente estdn hechos de titanio o una aleacidn a base de -ti-
tanio, y tiene propiedades de polarizacidn anddica que son
aimileres g las del titanio.

38.- Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 1 6
2, caracterizados porque el distribuidor de corriente forami
nado comprende una gasa tejida, una placsa pérforada 0 una |
chapa expandida.

48,- Perfeccionamientos segin cualquiera de las relvin

dicaciones anteriores, caracterizados porque las perforacio-

"nes. del distribuidor de corriente forsminado son suficiente-

mente pequefias de modo de impedir que el mercurio del cdtodo
penetre a través de las mismas hasta el recubrimiento elec-
trocataliticaménte~activo.

58, Perfeccionamientos segin la reivindicacidén 4, ca-
racterizados porque la dimensién mdxima de las perforaciones
no excede de 0,75 mm,

6!;- Perfoccionamientos segin la reivindicacidén 5, ca=-
racterizados porqus la dimensidn mdxima de las perforacio-
nes estd comprendide entre 0,25 y 0,5 mm, .

78 .~ Perfeccionamientos segin cuaslquiera de las reivin
dicaciones anteriores, caracterizados porque el distribuidor
de corriente forsminado estd provisto de un collar periféri-
co que tlene suficiente altura de modo de impedir el acéeso
de mercurio al recubrimiento electrocateliticamente activo
durante el funcionamiento de la celda.

88.- Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 8, ca-

.
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racterizados porque el collar periférico no se extiende hasta|
el borde posterior del distribuidor de corriente forsminasdo
en la direceidén de ecirculacidn Bel mercurio.

9¢,- Perfeccionsmientos segin cuelquiera de las reivin
dicaciones anteriores, caracterizados porque -6l distribuidor
ds corriente comprende una chapa forsminade del metal f£ilmé-
geno fijada a un enrejado de soporte que comprende una plura~|.
1idad de léminas o varillas paralélas eapaciadas entre si del
metal f£ilmdgeno. »

108, - Perfeccionamientos segin cuslquiera de las rei-
vindicaciones anxeriofes, caracterizados porque el distribui-
dor de corriente comprende un enrejado de soporte que ha sido
formado prensando un polvo del metal filmdgeno de modo de ob~
tener lg forma deseads y sobre el cual estd concrecionada una
chapa foraminada del metal filmdgeno.

118,« Perfeccionamientos segin cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 9, caracterizados porque el distribuidor de
corriente comprende una chapa foraminada del metal filmdgeno
que estd fijada a un armazén hecho con el metal filmdgeno,
sirviendo dicho armezdn como collar periférioo de la chapa
foraminads.

128.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 11,
caracterizados porque el distribuidor de corriente comprende
una pluralidad de dichos armazones unidos entre si.

.13*.— Perfeccionamientos segin cualquiera de las rei-
vindicaoionés 1 a 9, caracterizados porque el distribuidor
de corriente comprende una chapa foraminada que tiene dobla-

dos sus bordes a dngulos rectos con respecto al pleno de la

chapa de modo de proveer un collar periférico de la chapa.

148.- Perfeccionemientos segin la reivindicacidn 13,

N
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caracterizados pdédue el distribuidor- de corriente camprende |
una pluralidad de dichas chapas provistas de collar unidas
entre si.

158,~ Perfeccionamientos segin cualquiera de las reivin
dicaciones anteriores, caracterizados porque el recubrimiento
electrocatali{ticemente activo comprende por lo menos un metal!
del grupo del platino o un déxido de un metal del grupo del
platino y un O6xido de un metal filmégeno.

168, ~ Perfeccionamientos segin cuslquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizados porque la superficie
del distribuldor de corriente, adyacente al cdtodo de mercu-
rio, estd recubierta con una capa aislante de un 6xido de me~
tal £ilmdgeno.

179.~ Perfeccionamientos en electrodos para procesos
electroquimicos, tal_y camo queda sustancialmente descrito en
la presente Memoria e ilustrado en los adjuntos dibujos.

Esta Memoria consta de 17 hojas, escritas a maquina
por una sola cara.

Madrid
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